
研究評価委員会「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 

（事後評価）分科会 
 

日時：２０１９年１０月２８日（月）１０：００～１６：４５ 
場所：浜松町ＷＴＣ ＲｏｏｍＡ 

                

議事次第 
（公開セッション）  

１．開会、資料の確認 10:00～10:05（5 分） 

２．分科会の設置について 10:05～10:10（5 分） 

３．分科会の公開について 10:10～10:15（5 分） 

４．評価の実施方法について 10:15～10:30（15 分） 

５．プロジェクトの概要説明  

5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント   10:30～10:50（20 分） 

5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し 10:50～11:10（20 分） 

 5.3 質疑応答 11:10～11:40（30 分） 

休憩（昼食） 11:40～12:40（60 分) 

（非公開セッション）  

６．プロジェクトの詳細説明 

6.1【研究開発項目⑤】「カスタマイズ化プロセス基盤技術の開発」 
 

6.1.1 研究開発成果 

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合(JAPERA) 

（説明 38 分､質疑 20 分､入替 2分） 

12:40～13:40（60 分） 

6.1.2 成果の実用化・事業化に向けての取組及び見通し  

6.1.2.1 次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合(JAPERA) 

（説明 12 分､質疑 11 分､入替 2分） 

13:40～14:05（25 分) 

6.1.2.2 日本電気株式会社     （説明 12 分､質疑 11 分､入替 2分） 14:05～14:30（25 分) 

6.1.2.3 NISSHA 株式会社      （説明 12 分､質疑 11 分､入替 2分） 14:30～14:55（25 分) 

休憩 14:55～15:05（10 分) 

6.1.2.4 小森コーポレ―ション株式会社(説明 12 分､質疑 11 分､入替 2分) 15:05～15:30（25 分) 

6.2【研究開発項目⑥】「フレキシブル複合機能デバイス技術の開発」 

研究開発成果と成果の実用化・事業化に向けての取組及び見通し 

産業技術総合研究所、名古屋大学 （説明 12 分､質疑 11 分､入替 2分） 

15:30～15:55（25 分) 

７．全体を通しての質疑 15:55～16:15（20 分) 

（公開セッション）  

８．まとめ・講評   16:15～16:35（20 分) 

９．今後の予定 16:35～16:45（10 分) 

１０．閉会  
 
 


